
10：00～17：00時間 幕張メッセ国際展示場会場 6A-301小間番号

分析・科学機器専門展示会JASIS 2026に出展します！
下記製品を展示予定です。ぜひ、お立ち寄りください！

中山商事株式会社

卓上型NMR Spinsolve
2DNMRと13C・31Pを測定できる卓上型NMR
●永久磁石を使用し、冷却溶媒は不要　●測定核種は1H,13C,19F,31Pなど豊富に対応
●測定周波数モデルは、60・80・90MHｚに加え、新たに100MHzが発売！
●溶媒抑制機能モデル（Ultra）は大好評！
●反応モニタリングが可能　●オートサンプラーのオプションあり

ナノ乳化・分散装置 DEBREX
高性能ナノ分散に特化した超音波装置。 集束型超音波で難分散物質を均一に分散。
連続プロセス方式を採用し、均一で安定した出力を実現。

韓国 FUST Lab 社

●［精密分散］高性能・精密分散　●［ナノ分散］高均一ナノ分散
●［界面活性剤フリー］界面活性剤フリーのナノ分散・乳化
●［効率性］生産効率を最大化

会場にて

デモ機によ
る

サンプル測
定

できます！！

ドイツMagritek 社

DEBREX

2026.9.2 WED.-9.4 FRI.



ニコンソリューションズ
対物上下動式正立顕微鏡 FN1
成茂科学機器研究所
マニュピレーションシステム

ピックアップ顕微鏡システム

反射検鏡下でのマニュピレーション操作でのピックアップも可能です。

分析・科学機器専門展示会JASIS 2026に出展します！
下記製品を展示予定です。ぜひ、お立ち寄りください！

株式会社三啓

https://dsd.nakayama-co.jp

海外事業部 海外事業課（東京デモルーム）
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-5
アソルティ日本橋小伝馬町2F
TEL：03-3527-2745

ソリューションラボ＆ショールーム
〒136-0075 東京都江東区新砂１-6-35
Ｎビル東陽町
TEL：03-5665-0515

ライカ  EM TXP
ターゲット断面作製装置

https://www.sankei-coltd.co.jp
（2608）

プレシ  メカテック２５０SPC
自動研磨装置

●個別荷重モードと全体荷重モード両用の自動研磨機です。
●研削量を10～3000μmの範囲で設定可能です。(全体荷重モードのみ)
●仕上げ面の再現性を確保するメモリー機能付き。

三啓製  卓上精密切断機
精密ながら必要十分なパワー取り扱いしやすい切断機です。　
●最大切断径：３５ｍｍ
●砥石回転数：０～６００RPM
●切断砥石：３インチ／４インチ／５インチ／６インチ

プレシ  ポリバック
真空含浸装置

●細孔、複雑形状試料にエポキシ樹脂を含浸させます。
●時間、強さ、回数を設定して真空と大気を繰り返し、浸透性と密着性に優れた埋込みが可能です。
●ポンプ内蔵型なので省スペースです。

5種類の精密加工（切断、研磨、打ち抜き、トリミング、ドライ研削）を1台の装置で行えるユニーク
な試料作製装置です。 加工プロセス全体にわたって試料を観察できる実体顕微鏡が、作業をより
簡単にし、微小なターゲットを失うリスクを軽減します。


